Polarisationsabhangiges Funktionsmultiplexen an DOEs mit
Subwellenlangenstrukturen
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Motivation Prinzip Drahtgitterpolarisator

« Subwellenlangenstrukturen wirken als Polfilter

 Bel entsprechender raumlicher Anordnung
Ermdglichung multifunktionaler DOEs

» Untersuchung der an der FSU Jena gefertigten
Metall-Polfilterarrays (Ermittlung von
Transmission und Beugungsbild)

« Ableiten eines Simulationsmodells in VirtualLab

» Ziel: Design polarisationsabhangiger DOEs fur
on-axis-Messtechnik
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o Aluminium auf Glas; 80nm Dicke
» PixelgroBe 10,54 x 10,54 um®

« 388 x 288 Arrays

* Periode p=200nm
 Tastverhaltnisca. 0,5

e Transmission fur A=400-1000nm
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die Fertigung der Polfilterarrays am IAP der FSU Jena im Rahmen des OpMihySens-Projektes.
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